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688748-2026 - Hange

Sveits — Laboriseadmed, optika- ja tippisinstrumendid (v.a klaasid) — Un équipement plasma de
gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de MicroNanoTechnologie

OJ S 193/2026 06/10/2026

Hanketeade vo6i kontsessiooniteade — uldkord

Asjad
1. Hankija
1.1. Hankija

Ametlik nimi: EPFL-Scientific Equipment
E-posti aadress: jerome.butty@epfl.ch
Hankija 6iguslik vorm: Avalik-6iguslik isik
Hankija tegevus: Haridus

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: Un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de
MicroNanoTechnologie
Kirjeldus: L'EPFL a l'intention d’acquérir un équipement plasma de gravure ionique réactive de
métaux pour son Centre de MicroNanoTechnologie (CMi), afin de traiter aussi bien des
photomasques carrés que des wafers standards, et de diverses dimensions possibles. Le CMi
est une installation de salles blanches dédiée a la micro/nano fabrication, centrale pour I’
ensemble des facultés de 'EPFL, ainsi que pour les industriels locaux (>650 utilisateurs actifs
par an). Cet équipement sera dédié aux besoins de recherche de pointe en micro et nano
fabrication, et plus particulierement a la gravure de couches de Chrome déposées sur des
masques/réticules de lithographie ainsi que sur des wafers. Une grande importance sera
accordée non seulement a la qualité des gravures, mais également a comment les
contaminations croisées entre différents matériaux sont évitées comme second élément clé
pour la flexibilité d’'usage prévue pour cet équipement. La facilité d’utilisation de I'équipement,
sa simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et sa flexible mais
néanmoins robuste capacité de contrdle de procédés de gravure dans un environnement type
R&D sont également de grande importance. La proximité, la réactivité du fournisseur et le
support disponible (technique, procédés) seront évalués.
Menetluse tunnus: 16fee67d-11ee-4550-bd8f-a43ef8582e0d
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

21.1. Eesmark
Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 38000000 Laboriseadmed, optika- ja tappisinstrumendid (v.a klaasid)

2.1.2. Lepingu taitmise koht
Linn: Lausanne
Sihtnumber: 1015
Riik — jaotus (NUTS): Vaud (CHO011)
Riik: Sveits
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2.1.4. Uldine teave
Lisateave: Autres exigences - Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des
prestations en Suisse uniquement a des adjudicataires qui garantissent le respect des
dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et I'égalité de salaire
entre hommes et femmes. - Les entreprises intéressées doivent s’inscrire sur le serveur www.
simap.ch et télécharger elles-mémes le cahier des charges et ses annexes, a la méme
adresse. - L'acquisition se fera sous réserve de I'avancement du projet et de la disponibilité
des crédits. - Afin de garantir I'actualité de l'information et I'égalité de traitement entre les
soumissionnaires, seuls les documents remis aprés la date de publication de I'appel d'offres
sur le serveur www.simap.ch seront pris en considération dans I'évaluation des offres.
Oiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Korvaldamise alused
Valjajatmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000
Pealkiri: Un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de
MicroNanoTechnologie
Kirjeldus: L'EPFL a l'intention d’acquérir un équipement plasma de gravure ionique réactive de
métaux pour son Centre de MicroNanoTechnologie (CMi), afin de traiter aussi bien des
photomasques carrés que des wafers standards, et de diverses dimensions possibles. Le CMi
est une installation de salles blanches dédiée a la micro/nano fabrication, centrale pour I
ensemble des facultés de 'EPFL, ainsi que pour les industriels locaux (>650 utilisateurs actifs
par an). Cet équipement sera dédié aux besoins de recherche de pointe en micro et nano
fabrication, et plus particulierement a la gravure de couches de Chrome déposées sur des
masques/réticules de lithographie ainsi que sur des wafers. Une grande importance sera
accordée non seulement a la qualité des gravures, mais également a comment les
contaminations croisées entre différents matériaux sont évitées comme second élément clé
pour la flexibilité d’'usage prévue pour cet équipement. La facilité d’utilisation de I'équipement,
sa simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et sa flexible mais
néanmoins robuste capacité de contréle de procédés de gravure dans un environnement type
R&D sont également de grande importance. La proximité, la réactivité du fournisseur et le
support disponible (technique, procédés) seront évalués.

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 38000000 Laboriseadmed, optika- ja tappisinstrumendid (v.a klaasid)
Taiendavad hankevoimalused:
Taiendavate hankevdimaluste kirjeldus: Voir cahier des charges.

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Linn: Lausanne
Sihtnumber: 1015
Riik — jaotus (NUTS): Vaud (CHO011)
Riik: Sveits

5.1.3. Eeldatav kestus

688748-2026 Page 2/5


http://www.simap.ch
http://www.simap.ch
http://www.simap.ch

Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu taitmiseks maaratud té6tajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei
ole veel teada
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Critéres d’adjudication
Selle meetodi kirjeldus, mida kasutatakse juhul, kui hindamist ei ole véimalik kriteeriumide abil
teostada: Les critéres d’adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11. Hankedokumendid
Juurdepaas teatavatele hankedokumentidele on piiratud
Teave piiratud juurdepaasuga dokumentide kohta on kattesaadav aadressil: https://www.
simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:
Nimi: Simap.ch

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Keeled, milles vbib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: inglise keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Pakkujad voivad esitada rohkem kui Uhe pakkumuse: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tahtaeg: 12/11/2026 23:59:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Laane-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jaama kehtivaks: 160 Paevad
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu taitmisega seotud tingimused: Plus d’'informations dans la publication officielle sur
simap.ch
E-arveldamine: Noutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch
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5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankeslisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal administratif fédéral
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Voies de droit Conformément a I'art. 56, al. 1, de la loi
fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut étre attaquée, dans un délai
de 20 jours a compter de sa notification, auprés du Tribunal administratif fédéral, case postale,
9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante
ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les piéces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément a I'art. 56,
al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives a
la suspension des délais ne s'appliquent pas.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: EPFL-Scientific Equipment

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001
Ametlik nimi: EPFL-Scientific Equipment
Registreerimisnumber: 592b5d3c-c54e-4d61-a5eb-3ad0bb962925
Postiaadress: EPFL AVP-CP ECO Bl A2 447 (Batiment Bl) Station 7
Linn: Lausanne
Sihtnumber: 1015
Riik — jaotus (NUTS): Vaud (CHO011)
Riik: Sveits
E-posti aadress: jerome.butty@epfl.ch
Telefon: +41216931111
Selle organisatsiooni rollid:
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1. ORG-0002
Ametlik nimi: Tribunal administratif fédéral
Registreerimisnumber: BVGER
Postiaadress: Postfach
Linn: St. Gallen
Sihtnumber: 9023
Riik — jaotus (NUTS): St. Gallen (CH055)
Riik: Sveits
E-posti aadress: info@bvger.admin.ch
Telefon: +41584652626
Internetiaadress: https://www.bvger.ch
Selle organisatsiooni rollid:
Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0003
Ametlik nimi: Simap.ch
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Registreerimisnumber: CH001
Postiaadress: Holzikofenweg 36

Linn: Bern

Sihtnumber: 3003

Riik — jaotus (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Riik: Sveits

E-posti aadress: support@simap.ch
Telefon: +41584646388
Internetiaadress: https://www.simap.ch
Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

688748-2026

Teate tunnus/versioon: c2992473-dbe1-4f6b-b658-8054d08e4e61 - 01

Vormi liikk: Hange

Teate liik: Hanketeade voi kontsessiooniteade — tldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupaev: 03/10/2026 02:25:50 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa

suveaeg

Keeled, milles kdesolev teade on ametlikult kattesaadav: prantsuse keel, saksa keel

Teate avaldamise number: 688748-2026
ELT S valjaande number: 193/2026
Avaldamise kuupaev: 06/10/2026
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